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&  1  ragermaterial  für  Offsetdruckplatten  aus  Aluminium,  ein  Verfahren  zu  seiner  Herstellung  und  seine  Verwendunq  zum rasterlosen  Drucken. 

^   uas  piauen-,  ranen-  oaer  Danarormige  i  ragermaterial 
i  für  Offsetdruckplatten  aus  Aluminium  oder  seinen  Legierun- 

gen  hat  eine  ein-  oder  beidseitig  aufgerauhte  Oberfläche 
mit  folgenden  Strukturparametern: 

a)  das  arithmetische  Mittel  Da  der  Verteilung  der  Loch- 
durchmesser  liegt  im  Bereich  von  0,5  bis  4,0  um, 

b)  mindestens  99%  aller  Löcher  haben  einen  Durch- 
messer  D89  von  maximal  10  um, 

c)  die  Richtungsabhängigkeit  Dd  der  Lochdurchmesser 
beträgt  maximal  10%, 

^  d)  die  keine  oder  nur  Löcher  von  maximal  0,5  um 
Durchmesser  aufweisenden  Teile  A  der  Oberfläche  machen 

@|  weniger  als  20%  der  Oberfläche  aus, 
*J  e)  die  Mittenrauhwerte  Ra  der  Oberfläche  liegen  im J9  Bereich  von  0,2  bis  1,4  um,  und 
0  f)  die  Richtungsabhängigkeit  Ra  der  Rauhwerte  beträgt 
^  maximal  10%. 
O  Bei  dem  Verfahren  zur  Herstellung  dieses  Materials 
0  wird  ein  Ausgangsmaterial  mechanisch  und/oder  elektro- 
J  chemisch  aufgerauht,  das  ein-  oder  beidseitig  eine  Oberflä- 

che  mit  einem  Mittenrauhwert  von  maximal  0,10  um  auf- 
9  weist.  Das  Material  findet  bevorzugt  Verwendung  bei  der 

Herstellung  von  solchen  Offsetdruckplatten,  von  denen  Re- 
^  Produktionen  von  Halbtonvorlagen  ohne  Aufrasterung  her- 
||  gestellt  werden  können. 
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